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	教授
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	研究方向
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	项目基本信息

	项目名称
	芯片级超纯水“极限除硼”技术路线调研

	项目介绍
（300字以内）
	[bookmark: _GoBack]随着芯片制程从28 nm演进至5 nm及以下，超纯水电阻率要求从>15 MΩ·cm提升至18.2 MΩ·cm的极限值，硼含量限制收紧至0.05 ppt以下，总有机碳（TOC）指标从5 ppb降至0.5 ppb。硼作为弱离子化杂质，在传统反渗透（RO）-电去离子（EDI）工艺中去除难度大，是制约8英寸以上半导体工艺用水水质稳定性的关键瓶颈。本项目拟以文献调研-技术路线对比为主线，系统梳理两级RO-EDI-两级抛光系统的全膜法工艺中深度除硼的技术路径，重点调研甲基葡萄糖胺基（NMDG）功能树脂双层床抛光柱、高纯度型EDI等前沿技术方案的除硼效能与适用条件。

	预期成果
	报告类：完成《半导体超纯水深度除硼技术路线调研报告》，对比RO-EDI-抛光树脂组合工艺、NMDG功能树脂双层床工艺、膜电容去离子（MCDI）等方案。

	拟招募学生
人数
	3人



